




















专利名称(译) 金属网触摸屏结构及其制造方法

公开(公告)号 US20160218152A1 公开(公告)日 2016-07-28

申请号 US14/991002 申请日 2016-01-08

[标]申请(专利权)人(译) 上海和辉光电有限公司

申请(专利权)人(译) EVERDISPLAY OPTRONICS（上海）有限公司

当前申请(专利权)人(译) EVERDISPLAY OPTRONICS（上海）有限公司.

[标]发明人 LIN YUH WEY
DU JUAN

发明人 LIN, YUH-WEY
DU, JUAN

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52 H01L51/56 G06F3/047

CPC分类号 H01L27/323 G06F3/047 H01L27/3246 H01L2227/323 H01L51/56 G06F2203/04103 H01L51/5246 
G06F3/0412 G06F2203/04112

优先权 201510039240.7 2015-01-26 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

金属网触摸屏结构包括依次布置的有源矩阵有机发光二极管
（AMOLED）结构层，像素层，封装层，接合层和触摸层。像素层包括
具有第一图案的像素限定层。粘合层包括具有第二图案的金属网层。第
一图案对应于第二图案设置。通过第一和第二图案的相应布置，可以有
效地避免使用金属网的触摸屏中的莫尔效应。在另一个实例中，金属网
层设置在AMOLED结构层上。还公开了用于制造金属网触摸屏结构的方
法。
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